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® Definizione di plasma
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: Definizione di plasma (Langmuir 1923)
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# A T>0°K ogni gas contiene sia particelle neutre sia un
certo numero di particelle cariche.

#* Le particelle cariche influiscono sulle proprieta del gas
solo se la loro concentrazione ¢ tale che la carica spaziale
creata ne limita 1l moto.

# Ogni violazione della neutralita macroscopica induce un
campo elettrico abbastanza forte da ristabilirla.

# In tali condizioni un gas 1onizzato complessivamente
neutro viene definito PLASMA.
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Meccanismi del plasma

%
Rimozione di film sottili superficiali non desiderati

Introduzione di specifici gruppi chimici per aumentare.la
reattivita della superficie

Produzione di rivestimenti sottili di film organici e/o
inorganici per via chimica

Rimozione di strati e successiva produzione di film sottili
per via fisica

Rimozione di materiale per via chimica e/o fisica
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® Trattamenti Superficiali Via Plasma Freddo
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Applicazioni dei plasmi freddi

Caratteristica Possibili utilizzi e settori industriali

Settori industriali: tessile, carta, componentistica per industria auto e trasporti,
moda, elettronica, imballaggi, ...

Industria imballaggi, chimica alimentare.

Industria per prodotti biomedicali.

Industria componenti per trattamenti acque e liquami, tessile, biomedicale.

Industria tessile, biomedicale, alimentare.

Settori elettronica e imballaggi.

Ottica, componentistica trasporti.

Industria ottica, componentistica edilizia, autotrasporti, ecc.

Industria della carta, dei tessuti, dei componenti biomedicali.

Industria componenti auto, recupero beni culturali e restauro.
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Peel test

Press.

Power

(mTorr) (watt)

100
30
30
30
100
100
30
100
100
30
30
30
30

200
200
100
100
100
100
100
100
200
200
100
150
100
150
150
150
100
100
100
100

Resin

HS500

HS500

HS500

HS500

HS500

HS500

HS500
HS500
HMO008
HMO008
HMO008
HMO008
HMO008
HMO008
HMO008
HMO008
HMO008
HMO008
HMO008
HMO008

Fmax
(N)
5.7
9.1
8.9
5.7
5.3
6.4
7.6
4.7
6.1
6.5
5.7
4.8
4.6
5.8
8.7
6.4
5.8
5.4
6.3
9.0

Fay
(N)
4.9
8.4
6.0
4.8
4.2
5.9
6.5
4.1
4.5
4.5
4.5
2.6
3.8
5.1
7.6
5.2
5.0
4.4
5.8
7.1

Materiali: 8011 Al alloy, Polyvinylic resin

Limiti di accettazione: 5 N food packaging box
4 N honey comb structurg
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Trattamenti per idrofillicita
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® Trattamenti Superficiali Via Plasma Freddo
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% Reattore per sterilizzazione ferri chirurgici
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ﬁ Reattore per film antibatterici stampabili
T
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Reattore per film stampabili
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Plasmi Termici per Il

trattamento dei rifiuti
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% Plasmi Termici per il trattamento dei rifiuti
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